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Topnik pokrywajgco-rafinujacy dla stopow aluminium

1

Przedmiotem wynalazku jest topnik pokrywaja-
co-rafinujgcy dla stopé6w aluminium, stosowany
w przemy$le odlewniczym.

Znane ze stosowania oraz z literatury, miedzy

2
Topnik pokrywajgco-rafinujgcy wedlug wy-
nalazku sklada sie z NazAlFg w ilosci 5—30% wa-
gowych, CaF, w ilosci 10—30% wagowych, NaCl w
iloSei 10—40% wagowych, KCl w ilosci 10—40%

innymi z: Zewtunow P.P. — Litiejnyje splawy, 5 wagowych oraz z prazonego dolomitu w iloéci
Maszgiz, Moskwa 1957; Altman M. B. i inn. — 2—20% wagowych.
Plawka i litie aluminiewych splawow, Izd. Metal- Kriolit i fluoryt tworzg w kapieli fluorek gli-
lurgia, Moskwa 1970; Go6rny Z. i in. Odlewnicze nu, ktéry rozpuszcza w sobie tlenki glinu i mag-
stopy metali niezelaznych, WNT, Warszawa 1963; nezu oraz Al,O;-MgO. Dzieki temu kagpiel zosta-
Goederitz F. Miiller J. — Metallguss, Bd II — ,4 je uwolniona ze stalych wtracen niemetalicznych.
Schmelzen und Legieren. Knapp Verlag, Halle/Sa- Chlorki sodu i potasu tworzg podstawowg ma-
ale 1955, topniki charakteryzuja sie nastepujgacymi se topnika pokrywajgcg ciekly metal, zabezpie-
skladami: czajac go od kontaktu z tlenem z powietrza. Od-
1. Na;AlFs — 33%, NaCl — 67%; powiedni stosunek obu tych skladnikéw pozwala
2. NazAlFg — 15%, NaCl — 60%, KC1 — 25%; 15 na uzyskanie topnika o wlasciwej temperaturze
3. NaF — 20%, KC1 — 80%; topnienia.
4, NaF — 30%, NaCl — 20%, KCl — 50%; Dolomit prazony, jako zwigzek o wysokiej tem-
5. NaF — 10%, NaCl — 45%, KC1 — 45%; peraturze topnienia i duzej odpornosci chemicznej,
6. NaCl — 40%, KCl1 — 50%, NazAlF; — 6%, reguluje konsystencje topnika i jego temperatu-
CaF, — 4%; 90 I€¢ topnienia w waskim zakresie wymagan.
7. NazAlFg — 23%, KCl — 47%, NaCl — 30%; Topnik pokrywajgco-rafinujagcy wedlug wynala-
8. NaCl — 35%, Na3AlFg — 50%, Na,CO3 — 15%; zku posiada nizszg higroskopijno$é od topnikéw
9. NaCl — 60%, CaF, — 20%, NaF — 20%; dotychczas stosowanych. Zabezpiecza ciekly metal
10. KC1 — 34%, NaCl — 32,5%, NazAlF; — 10%, przed utlenianiem i zagazowaniem, usuwa stale
CaF, — 13,5%, MgO — 10%; o5 Wwiracenia niemetaliczne. Stosowanie topnika wed-
Istota topnika pokrywajaco-rafinujagcego wed- lug wynalazku wplywa na podniesienie wlasnosci
lug wynalazku jest zastosowanie oprécz powszech- mechanicznych, a przede wszystkim szczelnosci
nie stosowanych skladnikéw dolomitu prazonego wykonywanych odlewo6w.
w ilosci 2—20% wagowych w stosunku do 100% Przyklady skiadu topnika pokrywajaco-rafinuja-
wagowych topnika. 30 cego wedlug wynalazku:
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Przyklad I. NaAlFg — 10% wagowych,
CaF, — 15% wagowych, NaCl — 30% wagowych,
KCl — 35% wagowych, CaO-MgO — 10% wago-
wych. : o

Przyktad II. NazAlFg — 10% wagowych,
CaF, — 15% wagowych, NaCl — 25% wagowych,
KCl — 30% wagowych, CaO.-MgO — 20% wago-

wych.

. Sposdb stosowania topnika wedlug wynalazku
polega na wprowadzeniu dokladnie rozdrobnione-
go i zmieszanego topnika wraz z wsadem meta-
lowym w ilo$ci zapewniajgcej utworzenie na cie-
klym metalu ciaglej cieklej warstwy ochronnej,
.praktycznie w ilosci 0,5—1,5% wagowych oraz na

10
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zmieszaniu topnika z calg objetoscig cieklego metalu.

Topnik wedlug wynalazku stosuje sie do wszyst-
kich stopéw aluminiowych z wyjatkiem stopow
Al - Mg. ’

Zastrzezenie patentowe

Topnik pokrywajaco-rafinujacy, dla stopéw alu-
minium zawierajacy kriolit NasAlF, w ilosci 5—
30% wagowych, fluoryt CaF; w’ ilosci 10—30%
wagowych, chlorek sodu NaCl w iloSci
10—40% wagowych, chlorek potasu KCL w iloci
10—40% wagowych, zmamienny tym, ze zawiera
dolomit prazony w ilo$ci 2—20% wagowych w sto-
sunku do 100% topnika.
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